発明推進協会サポートデスク(2024.05.23)
[bookmark: _Hlk101942109]様式第１の別紙３－１＜出願手続＞（事業関連）


●外国特許庁への出願の基礎となる出願番号：　　　　　　　　　　　　　　　　

[bookmark: _Hlk103112318]・添付資料（事業計画書など）を援用して説明いただいても結構です。

１．外国特許庁への出願の動機・目的（a.またはb.のいずれか該当する欄に記載）
　　a. 冒認対策商標出願の場合
　　（動機・目的）※□をクリックしてチェックマークを入れてください。
	☐ 外国における冒認出願を防止するため


[bookmark: _GoBack]
b. 特許/実用新案/意匠出願および冒認対策商標出願以外の商標登録出願の場合
　　（動機・目的）※以下に記述してください。
	



２．出願（予定）国における事業展開計画（出願（予定）国を選んだ理由も含む）
　　※冒認対策商標出願にかかる申請の場合は、出願（予定）国を選んだ理由のみ記載
	



３．出願する技術、創作等もしくは出願する商標を活かした製品等の概要
	



４．出願の新規性、進歩性、創作性等（先行・類似調査の状況を含む。）
	



５．過去における出願実績及び権利取得状況（国内及び外国）
	



６．その他アピールしたい点（具体的に記入してください。）
例：・第三者による認定（例：地域未来牽引企業、J-Innovation HUB）
・出願に関連する研究開発内容に対する表彰･取材等、競争的研究費・各種助成金等の受給・活用、情報発信等
・出願に関連する研究開発内容に対する展示会・イベント等の実施、ライセンス契約の締結、コンソーシアムの設立等
・スタートアップによる出願に関連する事業の実施（スタートアップの設立予定含む）

	



